Vert 16 MARZO 2007 Determinazioni delle classi delle lauree universitarie
IN1840 LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA E DEIMATERIALI
verticale per coorte 2018/19

0o O
o sz
[} c =]
© = cl2
e = o g @|=
5l « g o|S|s g[8,
w w = Llo|B|2 o|ls|< w
e 2 o AEEEE £|8(e 8 2
I i z = SRR =la (% c =
<) S 7 ] = Z|E[C|ols]| 2 °le|e 3 ES
o| = w ] s ] S|lZ ||l ols5]5 @ 2 < =3
x| a 14 w < &l EoR Kol Bl B o E RN S o [0} o a1z
w w o = w Z ‘= = slola|= =N P S c 0] o 0nl=
%) = o) %) 3] 5 ol 2122l [S|E|S|=|=]|0 (o] e = W |
nlxl|lol|la w |ofw Q (U] 2 Elc|o|olal=|5]|cs|e|s]|E]|° < part = 5 O |w
<|lo|lz|lx|alz2]|= o o = Ja) gleloflolo|Elo|z|G|E|C|e|o|w |w ] o E o |E
Jl o |lZz|0o0|w|Z|w Qo ] = 7] g|la|lo|o|lo|lE|a|2|8|5|o|ls| | |x a s =) z|<
olol«<|lOo|lon|<|ln o] E4 < 0] = vl =gl = = I I 1 = = Il =3 il I el o) E < = als
matematica
informatica
L9 [18-19 | 2011{ICM |PD |I |1 [iN10100190 |Analisi matematica 1 MAT/05 12 12| 96 base istica X X
L9 J18-19 | 2011|/ICM |[PD |I |1 [ino1101298 |Chimica generale e inorganica CHIM/07 9 9| 72 base fisica chimica X X
matematica
Fondamenti di algebra lineare e MAT/03 cfu5 informatica
L9 |18-19 | 2011{ICM |PD |I |1 [iN08122537 [geometria MAT/02 cfu 4 MAT/03, 02 9 9| 72 base istica X X
L9 [18-19 | 2011|ICM |PD |[I |2 [iN06103039 |Fisica 1-Physics 1 FIS/O1 12 12| 96| 16 |base fisica chimica X |X
matematica
informatica
L9 [18-19 | 2011|/ICM |PD |I |2 [iNn18101050 [Calcolo numerico MAT/08 9 9| 72 base statistica X X
Fundamentals of
Chimica Organica e biochimia per le |CHIM/06 6 cfu Organic Chemistry
L9 |18-19 | 2011|ICM |PD |I |2 [iN10101354 |Tecnologie CHIM/07 3cfu CHIM/06/07 8 6 9| 72 base+taffine [chimica+affine X _|X_|for Technologies
L9 |18-19 | 2011]ICM |PD |1 INN1031400 |Linguainglese B2 (abilita ricettive) 3 3 altre lingua straniera X
L9 |18-19 | 2011fICM [PD |Il |1 |iNL1000800 |[Fisica 2-Physics 2 FIS/01 6 6| 48| 8|affine affine X |X
Fondamenti dellingegneria di ING-IND/24 cfu4
L9 |18-19 | 2012{ICM [PD |l |1 [iNN1028118 [processo ING-IND/25 cfu2 |ING-IND/24, 25 6 6| 48 caratterizzant |chimica X X
matematica
informatica
L9 [18-19 | 2011|ICM |PD |l |1 |iNo1123530 |Fondamenti di analisi matematica 2 matricole pari MAT/05 9 9| 72 base statistica + L-IDI X X
matematica
informatica
L9 [18-19 | 2011|ICM |PD |l |1 [iN0o1123530 |Fondamenti di analisi matematica 2 matricole dispari [MAT/05 9| 72 base statistica daLIDI |X |X
L9 [18-19 | 2011|{ICM |PD |l |1 [iNno7111250 |Meccanica dei solidi ICAR/08 6 6| 48 caratterizzant |materiali X X
L9 |18-19 | 2011f/ICM [PD |Il |2 [iNN1028116 [Fenomeni di trasporto ING-IND/24 9 9| 72 caratterizzant |chimica X X
L9 [18-19 | 2011|ICM |PD |l |2 [IN02123336 [Fondamenti di scienza dei materiali ING-IND/22 9 9| 72 caratterizzant |materiali X X
L9 |18-19 | 2012[ICM [PD |l [2 [ino6109441 |Termodinamica ING-IND/24 9 9| 72 caratterizzant [chimica X [x
L9 |18-19 | 2011f{ICM [PD |l |1 [iNL1001984 [Impiantistica di processo ING-IND/25 9 9| 72 caratterizzant |chimica X IX
Scienza e tecnologia dei materiali
L9 |18-19 | 2011|/ICM [PD |l |1 |iNL1001983 [polimerici ING-IND/22 9 9| 72 caratterizzant |chimica X X
L9 [18-19 | 2011|ICM |PD |lll |1 [iNL1006521 |Processiindustriali chimici 1 ING-IND/27 9 9| 72 caratterizzant |chimica X
L9 |18-19 | 2011|/ICM [PD |l |1 |iNo2105843 |Metallurgia fisica ING-IND/21 9 9| 72 caratterizzant |chimica X
####]18-19 | 2011|{ICM |PD |lll |1 |iNL1000632 |Elettrochimica CHIM/02 6 6| 48 affine affine + 1Dl X X
Economia ed organizzazione
L9 |18-19 | 2011{ICM [PD |lll |2 |iN14102355 [aziendale ING-IND/35 6 6| 48 caratterizzant |gestionale X X
L9 [18-19 | 2011|ICM |PD |lll |2 [INL1004099 [Tirocinio 9 9 altre tirocini X X
L9 [18-19 | 2012|{ICM |PD |lll |2 [iNmoo14874 |Provafinale 3 3 altre prova finale X X
Insegnamenti offerti per la scelta
dello studente 12 12 altre a scelta X X
L9 [18-19 [ 2011|ICM |PD |l |2 [iNog8102562 |Elettrotecnica ING-IND/31 6| 48 affine affine da IAS
L9 [18-19 | 2011|{ICM |PD |l |2 [iINL1001696 |Strumentazione analitica e di processo ING-IND/27 6| 48 caratterizzant |chimica
L9 [18-19 [ 2011]ICM |PD [lI |2 [iNn02111381 |Caratterizzazione dei materiali ING-IND/21 6| 48 caratterizzant |chimica
Wastewater treatment - Impianti di
L9 |18-19 | 2012|ICM [PD |l |2 [iNo2112384 |[trattamento di effluenti inquinanti liquidi|INGLESE ING-IND/25 6| 48 caratterizzant |chimica da LM IE
matematica
Analisi dei Dati e applicazioni ai informatica
L9 [18-19 | 2011|{ICM |PD |lll |2 |INN1028096 |processi industriali SECS-S/02 6| 48 base istica
392460 6151812 6 0 0 9 O
A 3
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Modifiche rispetto le coorti precedenti approvate dal Consiglio
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